HEEE INSTITUTO FEDERAL
BB Rondonia

Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Rondénia

MINISTERIO DA EDUCACAO }

RETIFICACAO

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS JI-PARANA DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA, no
uso de suas atribuicoes legais, RETIFICA:

Na Convocacéo para Matricula do Processo Seletivo Unificado 2017/1:

ONDE SE LE:
Curso Técnico em Quimica Integrado ao Ensino Médio — Vespertino (Lista de

espera do turno matutino)
Ordem Inscricéo Nome Média Média Média Data de Ampla
Completo Geral | Portugués | Matematica Nascimento Concorréncia
YASMIM
VITORIA
32 25670-29 | RIBEIRO | 81.63 83.75 79.5 13/03/2002 -

DE
OLIVEIRA

LEIA-SE:
Curso Técnico em Quimica Integrado ao Ensino Médio — Vespertino (Lista de

espera do turno matutino)

Ordem Inscricéo Nome Média Média Média Data de Ampla
Completo Geral | Portugués | Matemética Nascimento Concorréncia
LETICIA
COSTA

36 13886-29 DE 81.26 75.08 84.45 26/06/2002 -
OLIVEIRA
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